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Model:SX-NEWAH
FCC ID:N6C-SXNEWAH
IC:4908A-SXNEWAH

 

R-NZ
Fabriqué au Japon

Made in Japan

Note

・ EMI ラベルは、 シールド板よりはみ出ない事。
  (The EMI label must be attached within the shield plate.)


